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摘要(译)

提供了一种具有改善的图像质量的LCD及其制造方法。在作为对准层上
的主要对准工艺的摩擦工艺之后，在光照射之前对取向层执行预处理作
为第二对准工艺。因此，可以防止台阶部分处的漏光并且可以提高对比
度。因此，可以获得高质量的图像，并且还可以提高产品的可靠性。在
作为预处理的热处理之后或在热处理期间，进行作为二次取向处理的光
照射，或者作为二次取向处理的光照射在氧气氛下进行，从而提高了在
二次取向处理期间的取向处理效率。光照射。此外，在光照射期间，可
以在摩擦的配向层上照射非偏振光。因此，可以在没有任何单独的偏振
器的情况下获得高质量图像，从而简化了制造工艺并降低了制造成本。
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